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Przepustnica kołnierzowa
Zawór kulowy
Klapa zwrotna

Zawór zwrotny

Elektrozawór

Wziernik

Wodomierz

Manometr

Filtr siatkowy

Kanalizacja - podejście

Pompa dozująca membranowa

Wymiennik ciepła

Urządzenie kontrlono pomiarowe
dozowania chemii basenowej

Czujnik temperatury wody

Cl

pH

Pojemnik ze stabilizowanym
podchlorynem sodu

Pojemnik z korektorem pH
(kwasem)

Ko Pojemnik z koagulantem

Misa bezodpływowa

Czujnik poziomu wody

Kurek do poboru prób wody

Cl Chlorator przepływowy

Zawór dozujący injektorowy
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Odpływy z rynny Ø75 : 18 szt.Odpływy z rynny
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Rury wody nieuzdatnionej - nie podlegają wymianie
Rury wody uzdatnionej - nie podlegają wymianie

INSTALACJE PROJEKTOWANE

Przewody dozowania - nie podlegają wymianie
Woda z wodociągu - nie podlegają wymianie

Rury wody nieuzdatnionej - podlegają wymianie
Rury wody uzdatnionej - podlegają wymianie

Dysze ścienne
ściany boczne

Dysze ścienne
ściana nawrotowa

Spust denny
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Schemat technologiczny basenu
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